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(57) Abstract: The invention relates to a method and device for characierizing OSI materials wherein the material is arranged in a 
measuring cell and is exposed to a gas mixture containing oxygen. A defined part of the volume of the gas mixture is measured with 
^IS^ regard to the concentration of oxygen in a measuring circuit after a specific lime or at specific intervals of lime, said concentration 
and lime component characterizing the OSI material. The OSI material in the measuring cell is exposed to a gas mixture which is 
circulated in a closed reaction circuit and the defined volume part is conducted to the measuring circuit containing the gas in order 
to measure the concentration of oxygen. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und eine Vorrichiung zur Charakierisierung von OSI>Materia}ien vorgeschlagen, 
bei dem das Material in eine Messzelle eingebrachi wird und einem Sauerstoff enihalicnden Gasgemisch ausgesetzt wird. Nach einer 
besiimmien Zeil oder in bestimmten Zeitiniervallen wird ein definierier Volumenteil des Gasgemischs hinsichllich seiner Sauersioff- 
konzentration in einem Messkreis gemessen, die zusammen mil der Zeiikomponenie eine Charakterisierung fiir das OSI-Material 
darstellL Das OSI-Material in der Messzelle wird dem in einem geschlossenen Reaklionskreislauf umgewalzien Gasgemisch ausge- 
seizi und der definierle Volumenteil wird in den Gas enthaltenden Messkreislauf zur Messung der Sauerstofifkonzenlration iiberfuhri. 



